Neues aus Cluster, Verein und Branche

Pilotproduktionslinien fir
eine innovative Schlissel-
technologie-basierte
Industrie in Nordrhein-

Westfalen

/weitagige Veranstaltung vom Cluster NMWP.NRW, COATEMA
Coating Machinery GmbH und dem EPPN-Netzwerk zeigt Bandbreite
europaischer Pilot Produktionslinien auf.

uf internationalen Markten wettbewerbsfahig zu

bleiben und dennoch kontinuierlich Forschung und
Entwicklung (F&E) zu betreiben, umimmer wieder neue
Produkte auf den Markt zu bringen, stellt gerade kleine
und mittestandische Unternehmen (KMU) vor groBBe
Herausforderungen. Eine erfolgreiche Pilotproduktion
vom LabormaBstab bis zur Kleinserienproduktion ist
daher ein wichtiger Erfolgsfaktor fur das Innovationspo-
tenzial jedes produzierenden Unternehmens. Nur die
schnelle Uberwindung von Problemen in der Produkti-
on durch ,learning by doing”, wie es in der Vorserien-
produktion moglich ist, fuhrt zu einem erfolgreichen
Serienlauf und ist sehr wichtig fur die Zeit der Einfuhrung,
Marktakzeptanz und den wirtschaftlichen Erfolg eines
innovativen Produkts. Daher ist auch die regionale Ver-
fugbarkeit von Pilotfertigungslinien von grof3er Bedeu-
tung, um die Nullserie schnell zum Erfolg zu fuhren.

Aus diesem Grund hat der Cluster NanoMikroWerkstoffe-
Photonik. NRW (NMWP.NRW) den Themenabend ,Pilot
production lines for an innovative KET-based industry”
in einen groBeren Kontext gesetzt und gemeinsam
mit Coatema Coating Machinery GmbH und dem
European Network for Pilot Production Facilities and
Innovation Hubs (EPPN) eine zweitagige, facetten-
reiche Veranstaltung geschaffen. Neben Teilnehmern aus
NRW nahmen auch zahlreiche Géaste aus ganz Europa
teil, wie zum Beispiel Herr Jorge Costa Dantas Faria von
der DG ,Research and Innovation” der Européischen
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Abbildung 1: Im Technikum der Coatema Coating Machinery GmbH
konnen die Anlagen unter Realbedingungen getestet werden.
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Abbildung 2: Die Referenten und Moderatoren des
NMWP-Themenabends in Dormagen.

Kommission. Zu Beginn des Themenabends gab
Karl-Uwe Butof, im  NRW  Wirtschaftsministerium
zustandig fur dem Bereich ,Innovation und Markte",
einen Uberblick tber die groBe Bandbreite und Innova-
tionskraft von NRWs Wirtschaft und Wissenschaft. Der
EPPN Workshop richtete sich in erster Linie an die Pro-
jektpartner des EPPN-Netzwerks. Dennoch konnten
auf einer Posterausstellung samtliche Teilnehmer der
Veranstaltung die grof3e Bandbreite der européischen
Pilot-Produktionslinien kennenlernen und sich fur eine
weitere Zusammenarbeit untereinander vernetzen.

Neben der Vorstellung verschiedener Pilot-Produkti-
onslinien aus NRW waren auf dem Themenabend auch

Abbildung 3: Am zweiten Tag hatten die Teilnehmer die Méglichkeit,
die Produktionsanlagen in Aktion zu begutachten.

die entsprechenden Erfolgsbeispiele von groBem Inter-
esse und Inspiration fur das anschlieBende Networking,
auf dem samtliche Teilnehmer erneut die Gelegenheit
hatten, sich die Europaischen, aber auch die NRW-
Pilotlinien néher kennenzulernen.

Am zweiten Tag der Veranstaltung 6ffnete COATEMA
sein Technikum fur alle Interessierten, um einen tiefe-
ren Einblick in die eigenen Pilot-Produktionslinien zu
geben. In Workshops hatten alle Teilnehmer die Mog-
lichkeit, die Maschinen in Aktion zu sehen und in techni-
schen Diskussionen die Einsetzbarkeit flr den eigenen
Bedarf zu besprechen — Konsortienbildung fur neue
Innovationsprojekte nicht ausgeschlossen.
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